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(57) Abstract: The invention relates to a highly repetitive laser system operating according to the reproducible amplifier principle. 
^2 Said system comprises at least one amplified laser medium (6), a laser resonator provided with at least one resonator mirror (5) and 
^ at least one modulator (3) and a pump source, in particular, a laser diode source, which is used to pump the laser medium (6). The 

highly repetitive laser system is compact by virtue of the fact that a pulse extensor (7), having a highly dispersive effect as a result 

of the stracture or material thereof, is integrated into the laser resonator. 
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(57) Zusammenfassung: Ein hochrq)etieTendes Laseisystem nach dem Prinzip des wiedeiherstellbar^ VerstSikers mit mindestens 
einem verstarkenden Lasennediom (6), einem Lasenesonator mit mindestens einem Resonatorspiege] (5) und mindestens einem Mo- 
dulator (3) und einerPumpquelle, insbesondere eine Laserdiodenquelle, zum Pumpen des Lasennediums (6), wird duich Integration 
eines Pulsstreckers (7) mit stniktur- und/oder materialbedingt hochdispersiver Wirkung in den Lasenesonator kompakt ausgestaltet 



